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(54) Zp@sob odludovéni kysliku z inertnich plynt a zaFfzeni k provédéni tohdib[zpﬁsobu

Vyndlez se tyké zplsobu odludovéni kysliku z inertnich plynﬁ a zafizeni k provédéni
tohoto zplsobu, kterym lze doséhnout velmi nizké zbytkové mnoiatvi kysliku v éisténych
inertnich plynech, anii¥ by se p¥itom tyto plyny zneéis{ovaly Jinou létkou.

Dosud se k odludovéni kyslfku z inertnich plynd nejéast&ji pouZivé dvou hlavnich
metod. V.prvni’se do'éisténého inertniho plynu priddvé pomdrné mnoiétvi vodiku, ktery
na sebe na vhodném katalyzdtoru véZe kyslik a ve form& vzniklé vody je ze smési odstra-
fovén napriklad molekulovym sftem. Nedostatkem této metody je obtiiné urdeni a dodrZeni
presného pomé&rového mnozstvi vodiku, které musi byt regulovéno podle okamZitého, obvykle
kolisajiciho mnoZstvi kyslfku. Nésledkem toho byv& pfivédén bud prebytek vodiku, ktery
potom zlstavd v ‘¢1isténém plynu, nebo se pfiddvé mendi mnoZsivi vodikq av plynu je i nadé-
le zbytek kysliku. P¥i druhé metod¥ se kyslik sorbin& véZe na katélyzétof,fktery se po-
stupn® nasyt{. Regenerace katalyzétoru po nasyceni kyslikem se provédi obvykle presné
regulovanou, pomé&rné postupné proménnou‘emésikvodiku a inertnfho plynu. Nevyhodou této
metody je pretrfity provoz a velmi néro&né ovlédéni~regeneraéniho,pochodﬁ.'

Podstata zpisobu odlu¥ovéni kysliku z inertnich plynd pédle vyndlezu spoldivé v tom,
%¥e kyslik je z &isténého plynu selektiivng odstranovén prichodem iontd kysliku jinak ply-
not&snou sté&nou pevného elektirolytu s kyslikovou iontovou vodivesti, a to ié zvysené

teploty 400 aZ 1300 °C, bud nucend Ulinkem stejnosm&rného elektirickeého pole do redukéni,
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oxidadni nebo inertn{ atmosféry, nebo volnou difdz{ do redukinfho prost¥edf, ve kterém je
parcidlnl tlak kysliku nejmén& o 2 F&dy niZ81, ne%f v &ist&ném plynu. U nuceného pPestupu
iontd kysliku st¥nou pevného elektrolytu nesmi nap&til stejnosm&rného elektrického pole
p¥ekrodit tak zvané rozkladné nap¥ti elektrolytu, tj. p¥ibliZn& 2 V.

 Podstata zar{zeni k provéddéni zplsobu odluéovéni kysliku z inertnich plynd spodivé
v tom, 2e Je tvoreno vét3im po¥tem trubic pevného elektrolytu opatienych elektrodami m'
plynoté&sn& upevnénych do el plynot¥sné nddoby, kterd Je umisténa v peci. Keramické
trubice jsou ze sm&si kyslidniku zirkoni¥itého a kysli¥niku vépenatého. Elektrody ze stii-
bra, niklu nebo platiny jsou naneseny na vnit¥nf i vn&jsf povrch truble a jsou odd¥leny
izoladn{ mezerou. V soustavd trubic jsou elektrody propojeny mezi sebou sériovd nebo
paraleln&, P¥i prichodu iontd kysliku sté&nou pevného elektrolytu volnou difdzi jsou elek-

trody zkratovény. | |

V¥hody zplsobu odludovénf kysliku z inertnfch plynd podle vynélezu jsou zejména
ve velmi vysoké dosaZitelné ¥istotd inertnfho plynu v tom, Ze kyslik je z &ist&ného
inertniho plynu odatranovén selektivnd, v univerzdlnosti za¥izenf k odludovéni kysliku
z inertnich plynd a v uUspore deviz za dovoz materidlu z kapitalistickych stétl.

Vyndlez Je v daldim podrobné popsén na p¥ikladé provedeni ve spojen{ @ pfiloienyh
vykresem. ’ v

Na obr. 1, 2, Je zndzorndn ¥ez ndrysem a pddorysem aestavy elektrokeramického odlu~-
Zovale kysliku. Do plynot&snd uzaviené nddoby 1 Jsou piynotésné upevnény Jjednostranné
uzaviené trubilky 2 z pevného elektrolytu s kyslikovou iontovou vodivostf. Na vnit¥nf a
vnéj8{ povrch trubic jsou naneseny elektrody ;g.‘Ty Jsou pro pPestup iontd kysliku volnou
difdzi zkratovény nebo v p¥fpadd vyuZiti stejnosmdrného elektrického pole naneseny 8 izo-
ladni mezerou. P¥i paralelhim zapojen{ elektrod 10 Jje na initrni elektrodu p¥ivédéno
Qtednosmérné nap¥ti vodidem 4, ktery je uloZen v plynoté&sné uzavieném p¥i{vodu 2.v513tény
pl&n prochézf vstupni trubict 6 do vnitfafbo prostoru plynot¥sné nédoby 1 a Jje prepéZkou
3 nucen obtékat vn¥jéf povrch trubic pevného elektrolytu v co nejdelsim zdr¥iném Zase a
Je odvédén do vystupnf trubice 7. Kyslfk, ktery ve form& iontd prochézi stdnou do vniti¥=-
niho prbatoru trubic pevného elektrolytu je odsud odstrafovén napifklad spalovéniﬁ vV re=- |
duk&ni atmosféfe nebo Je odvédén oxide¥ni nebo inertnf atmosférou trubict 9. Potiebnd
atmosféra je do vnit¥ntho prostoru trubic 2 z pevného elektrolytu p¥iv4ddna trubiesf 8.
Elektrokeramicky odludovad kysliku lze recipfoéné vyuZit k obohacovéni plynﬁ kyslikem
nebo k p¥imé vyrob& superdistého kysliku ze sm&si plynd nebo ze vz&uchu.

Zplsoben odlutovéni plynd podle vynédlezu lze z gisténych plynd odloudit kyslik
na hodnoty parcidlnfch tlakd cca 1017 WPa.



.  pEEDMET VYNKLEZU

| Zpisob odludovéni kysliku z inertnich plynd, kterym lze doséhnout velmi nizké zbytko-
vé mno¥stvi kyslfku v. gist&nych plynech, vyznaleny tim, %e se kyslik selektivné od~
stranuje z &ist&ného plynu prichodem iontd kysliku jinak plynot&snou st&nou pevného

. elektrolytu s kyslikovou jontovou vodivosti, a to za zvy3ené teploty 400 a%Z 1300 o
USinkem stejnosmérného elektrického pole o napét{ men3im, ne% Je rozkladné napéti
elektrolytu, tj. cca 2 V do reduk&niho, oxida&niho nebo inertniho prosti*edl nebo vol-
nou difuzi d&inkem rozdilnych parcidlanich tlakd kyslfku do reduk&nfho prostiedi,

ve kterém Je parciélni tlak kyslfku nejmén& o 2 Fédy nizs{ ne¥ v &istdném inertnim
plynu. |

Zarizeni k provédéni zpisobu podle bodu 1, vyzna&ené tim, Ze Je tvoifeno vétéim poétem
trubic (2) pevného elektirolytu ze smési kysli&niku zirkoniéitého a kysliéniku vépena~
tého, opatienych elektrodami (10) ze stiibra, platiny nebo niklu, které jsou oddéleny
izoladn{ mezerou a v soustavd irubic plynot&sn& upevn&nych ve vyhfivané nédobé& jsou

propojeny sériové nebo paralelné.

2 vykresy
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